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摘要(译)

本发明涉及射频/微波处理装置的用途及其对细胞生长和存活的作用，并
且特别是在子宫内膜异位细胞的更具体实施方式中。在另一方面，本发
明涉及射频/微波能量在所需群体中影响细胞生长的用途，同时基本上避
免对邻近或附近细胞的有害加热和破坏作用。使用所述装置，对细胞和
组织的特定处理方案和控制能量输出可以影响人的特定细胞和疾病，例
如，涉及不受控制或有害细胞生长的那些。
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